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摘要(译)

描述了一种超声成像设备和方法，用于对诸如更深处的造影剂的非线性
响应对象进行成像。发射脉冲包括两个基频分量，其中一个是在另一个
分量的基频上产生谐波分量。在存在造影剂的情况下，这些谐波分量用
于对造影剂成像。当不存在造影剂时，使用另一个回波频率的基波回波
进行成像。优选地，第一基波分量的谐波频率与第二基频对准。当在低
MI和身体的显着深度处成像造影剂时，该技术特别有用。
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